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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim
Assalamu’alaikum Wr Wb

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT Rabb semesta alam
yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan
buku ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tak lupaselalu tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW seorang suri tauladan yang baik bagi seluruh
umat Islam. Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
para pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini hingga selesai
dimulai dari orang tua tercinta serta keluarga dan teman-teman terdekat atas
doanya, kepada para dosen Program Studi Teknik Kimia Institut Teknologi
Indonesia (ITI) atas dukungannya, serta para pimpinan Institut Teknologi
Indonesia (ITI) dimana tempat penulis bekerja atas dorongannya. Buku ini
dibuat dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan informasi
seputar dasar-dasar simulasi proses dengan software Aspen Hysys.
Seperti diketahui bersama bahwa peranan software pendukung untuk
mensimulasikan suatu sistem proses kimia sangatlah penting. Ada banyalf
keuntungan ketika seorang mahasiswa atau praktisi yang bekerja di industrl
Oil and gas atau petrokimia mampu menggunakan software Aspen Hysys
ini. Bagi mahasiswa Teknik Kimia, dengan keahlian menggunakan software
ini, akan sangat membantu dalam mencari data sifat properties suatu zat
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an serta membantu dalam menyusun tugas Akhir
abrik Kimia atau skripsi. Selain itu setelah lulus nantj makg

kan pekerjaan di Engineering Procurement Constryctj,,
(EPC), petrokimia atau oil and gas akan semakix? besar.. Bagi Para praktisi i
bidang oil and gas, petrokimia serta konstruksi pabrik kimia (EPC), mg,
buku ini akan membantu meningkatkan keahliannya dibidang tersebut. Qlep,
karena itu mudah-mudahan buku ini dapat berguna bagi semua kalangan
mahasiswa, dosen ataupun para praktisi di Indonesia khususnya di bidang
teknik kimia atau rekayasa proses. Pada akhirnya tiada gading yang tak
retak, penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya
oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan sarannya dari
para pembaca sekalian guna menyempurnakan buku ini dimasa yang akan
datang. Wallahu alam

Wassalamu’alaikum Wr Wb

kimia murni atau campul

Pra Rancangan I?
peluang mendapat

Tangerang Selatan, April 2021

Penulis
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Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa_dan dosen teknik kimia yang belurg ;I)grngth
mencoba melakukan simulasi proses kimia dengaq §oftvyare Aspen Hysys. Selain itu
bermanfaat juga bagi process engineer atau praktisi dibidang rekayasa prose'zskying
belum pernah menggunakan software ini. Buku ini berisi dasar-dgsqr dalam melakukan
simulasi proses dengan Aspen hysys yang menjelaskan secara rinci dan detail tahapaq
demi tahapan dalam pengerjaannya dari awal hingga akhnr.. Pada'awal buku, dlmula!
dengan perkenalan dengan software ini dan hal yang harus.dlperhatlkan dalam memulai
simulasi. Setelah itu, pembaca akan dikenalkan simulasi proses sed_erhang dengan
separator dan valve. Simulasi dengan alat komprespr Qan e)fpander juga dlkgnalkan_
dengan melibatkan komponen hypothetical. Selain itu, dijelaskan Juga IS|mula.s.|
menggunakan reaktor konversi dalam simulasi pembuatan toluena daq simulasi sintesis
elil klorida dengan menggunakan recycle. Reaktor CSTR juga dikenalkan dalam
simulasi pembuatan propilen glikol dan reaktor PFR dalam simulasi pembuatan styrene.
Simulasi Steam-Methane Reformer (SMR) juga dijelaskan menggunakan kombinasi
reaktor konversi dan equilibrium. Penggunaan alat penukar panas (Heat Exchanger)
juga dijelaskan secara detail untuk setiap tahapan simulasinya. Pada bagian akhir buku

ini ditutup dengan simulasi menggunakan shortcut column dan kolom distilasi serta
optimasinya.
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